See the notice on TED website

474919-2026 - Javni razpis

Nizozemska — Laboratorijska, opti€na in precizna oprema (razen ocal) — European Tender
Electron Beam Lithography system

OJ S 130/2026 09/07/2026

Obvestilo o koncesiji ali naro€ilu — standardna ureditev - Obvestilo o spremembi obvestila
Blago

1. Kupec

1.1. Kupec
Uradno ime: Universiteit Twente
E-naslov: c.delfgaauw@utwente.nl
Pravna vrsta kupca: Javno podjetje
Dejavnost javnega narocnika: I1zobrazevanje

2. Postopek

2.1. Postopek
Naslov: European Tender Electron Beam Lithography system
Opis: The University of Twente is tendering to purchase an Electron Beam Lithography
system. The MESA+ Institute of the University of Twente will invest in a new Electron Beam
system (e-beam system). A system, suitable for defining patterns in electron sensitive resists,
at high resolution and high speed, compatible with a wide range of applications and substrate
types up to 200mm in diameter. The system will be used by a wide range of users, i.e.
academic researchers and students as well as industrial engineers with different backgrounds
(photonics, (nano)-electronics etc.) and different levels of expertise.
Identifikator postopka: d75e7f85-f950-4008-ab95-b4ee18bf06fa
Notranji identifikator: 379fcf7e-45¢c5-4d48-b8ea-3be831450e85
Vrsta postopka: Odprti postopek
Postopek je pospesen: ne

2.1.1. Namen
Vrsta javnega narocila: Blago
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 38000000 Laboratorijska, opti¢na in precizna oprema
(razen ocal)
Dodatna klasifikacija (cpv): 38341100 Naprave za zapisovanje elektronskih zarkov

2.1.2. Kraj izvajanja
Drzava: Nizozemska
Kjer koli v doloCeni drzavi
Dodatne informacije: Zie documentatie

2.1.3. Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 3 500 000,00 EUR

2.1.4. Splosne informacije
Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

2.1.6. Razlogi za izkljuéitev
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Viri izklju€itvenih razlogov: Dokument v zvezi z oddajo narocila

5. Sklop

5.1. Sklop: LOT-0000
Naslov: European Tender Electron Beam Lithography system
Opis: The University of Twente is tendering to purchase an Electron Beam Lithography
system. The MESA+ Institute of the University of Twente will invest in a new Electron Beam
system (e-beam system). A system, suitable for defining patterns in electron sensitive resists,
at high resolution and high speed, compatible with a wide range of applications and substrate
types up to 200mm in diameter. The system will be used by a wide range of users, i.e.
academic researchers and students as well as industrial engineers with different backgrounds
(photonics, (nano)-electronics etc.) and different levels of expertise.
Notranji identifikator: 0b4a476d-7047-4e2b-907c-d85c9f9859e4

5.1.1. Namen
Vrsta javnega narocila: Blago
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 38000000 Laboratorijska, opti€na in precizna oprema
(razen ocal)
Dodatna klasifikacija (cpv): 38341100 Naprave za zapisovanje elektronskih zarkov

5.1.2. Kiraj izvajanja
Drzava: Nizozemska
Kjer koli v dolo€eni drzavi
Dodatne informacije: Zie documentatie

5.1.3. Predvideno trajanje
Drugo obdobje: Neznano

5.1.5. Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 3 500 000,00 EUR

5.1.6. Splosne informacije
Pridrzana udelezba:
Udelezba ni pridrzana.
Projekt javnega naroCanja se v celoti ali delno financira s sredstvi EU
Javno narocilo je zajeto v Sporazumu o javnih narodilih: da

5.1.9. Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo narocila, Enotni evropski dokument v zvezi z
oddajo javnega narocila

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega narocila
Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega narocila: https://s2c.mercell.com/today/217278

5.1.12. Pogoji javnega narocila
Pogoji za predlozitev:
Elektronska predlozitev: Dovoljeno
Naslov za predlozitev: https://s2c.mercell.com/today/217278
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: anglescina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 21/08/2026 10:00:00 (UTC+00:00) Zahodnoevropski ¢as, GMT
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi
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Pogoji javnega narodila:

Izvajanje javnega narocila je treba zagotoviti v okviru programov za$¢itenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje raCunov: Dovoljeno

Uporabljeno bo elektronsko narocanje: ne

Uporabljeno bo elektronsko placevanje: da

5.1.15. Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamiénem nabavnem sistemu:
Ni dinami¢nega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Rechtbank Overijssel
Informacije o rokih za revizijo: See descriptive document.
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Universiteit Twente

8. Organizacije

8.1. ORG-0001
Uradno ime: Universiteit Twente
Registrska Stevilka: 50130536
Postni naslov: Drienerlolaan 5
Mesto: Enschede
Postna Stevilka: 7522NB
Podregija drzave (NUTS): Twente (NL213)
Drzava: Nizozemska
Kontaktna toc¢ka: Camilio Delfgaauw
E-naslov: c.delfgaauw@utwente.nl
Tel.: +31534891512
Spletni naslov: https://www.utwente.nl
Profil kupca: https://s2c.mercell.com/buyer/16033
Vloge te organizacije:
Kupec
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih

8.1. ORG-0002
Uradno ime: Rechtbank Overijssel
Registrska Stevilka: 82940525
Mesto: Almelo
Postna Stevilka: 7607 GB
Podregija drzave (NUTS): Twente (NL213)
Drzava: Nizozemska
E-naslov: communicatie.rb-ove@rechtspraak.nl
Tel.: (+31)0883611042
Vloge te organizacije:
Organizacija za revizijo

10. Sprememba

Razli€ica prejSnjega obvestila, ki se spreminja
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d8072cd8-e497-49af-b432-8865f10c18de-01
Glavni razlog za spremembo

Popravek kupca
Opis

Recently, the University of Twente has started a tender-procedure for the purchase of an
electron beam lithography system (T217278 European Tender Electron Beam Lithography
system). Unfortunately, we have realized that the Descriptive Document contained several
(minor) short-comings. More specific, in the revised Descriptive Document a time-slot for site-
inspection is included, as well as a correct textual description of the weighting of the three
award criteria is inserted at the end of section 4.2 (viz. 70% (wishes; G1), 10% (sustainability;
G2) and 20% (price; G3)). In appendix B Schedule of Requirements and Wishes — the
subsection regarding ‘(extended) warranty’ has been removed (table P) and added to the
maintenance subsection (see item O.2 in table O).

10.1. Sprememba
Identifikator oddelka: LOT-0000
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega narocila so bili spremenjeni dne: 08/07/2026

Informacije o obvestilu

Identifikator/razliCica obvestila: d3fc913d-812e-4d95-a132-8a6de8b80aa4 - 01

Vrsta obrazca: Javni razpis

Vrsta obvestila: Obvestilo o koncesiji ali naroCilu — standardna ureditev

Podvrsta obvestila: 16

Datum posSiljanja obvestila: 08/07/2026 06:24:13 (UTC+00:00) Zahodnoevropski ¢as, GMT
Datum posSiljanja obvestila (ePosiljatelja): 08/07/2026 06:24:25 (UTC+00:00) Zahodnoevropski
¢as, GMT

Jeziki, v katerih je uradno dostopno to obvestilo: angles¢ina

Stevilka objave obvestila: 474919-2026

Stevilka izdaje UL S: 130/2026

Datum objave: 09/07/2026
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